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Zastrzezenia patentowe
1. Pochodne ryfamycyny SV o wzorze 1,

33 32 31
0 CH; CH; CHs

w ktérym R; oznacza aryl, ewentualnie mono- lub dipodstawiony alkilem C1+C8 badz
mono- lub dihalogenoaryl albo R; oznacza CH;-R,, gdzie R; stanowi alkil prosty lub
rozgaleziony lub cykloalkil C5+C6, alkenyl, aryl, ewentualnie podstawiony alkilem
C1+C8.

2. Spos6éb wytwarzania nowych pochodnych ryfamycyny SV o wzorze 1, znamienny

tym, ze 3-formyloryfamycyne SV o wzorze 2,

33 32 31
0 CH; CH; CHs
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poddaje si¢ reakcji z ketonem o wzorze 3,

\H/Rl Wzor 3

O

w ktorym R, oznacza aryl, ewentualnie mono- lub dipodstawiony alkilem C1+C8 badz
mono- lub dihalogenoaryl albo R oznacza CH-R,, gdzie R, stanowi alkil prosty lub
rozgateziony lub cykloalkil C5+C6, alkenyl, aryl, ewentualnie podstawiony alkilem
C1+C8, i z pirolidyna, w obecnosci kwasu jako katalizatora, przy czym reakcje
prowadzi si¢ w polarnym rozpuszczalniku organicznym.

Sposéb wedtug zastrz. 2, znamienny tym, Ze stosuje si¢ nadmiar stechiometryczny
zarowno ketonu o wzorze 3, jak i pirolidyny wzgledem wyjsciowego wsadu 3-
formyloryfamycyny SV.

Sposob wedlug zastrz. 2 albo 3 znamienny tym, ze stosuje si¢ okoto 10 moli ketonu o
wzorze 3 i okolo 5 moli pirolidyny na 1 mol 3-formyloryfamycyny SV.

Sposob wedtug zastrz. 2, znamienny tym, ze jako katalizator stosuje si¢ organiczne
kwasy karboksylowe lub sulfonowe.

Sposob wedtug zastrz. 2 albo 5, znamienny tym, ze jako katalizator stosuje si¢ kwas
octowy.

Sposéb wedtug zastrz. 2, znamienny tym, ze jako rozpuszczalnik stosuje si¢ alkohole
alifatyczne C1-C5.

Sposob wedtug zastrz. 7, znamienny tym, ze jako rozpuszczalnik stosuje si¢ metanol.
Sposob wedlug zastrz. 2, znamienny tym, ze reakcj¢ prowadzi si¢ w temperaturze od
15°C do temperatury wrzenia rozpuszczalnika.

Sposob wedhug zastrz. 9, znamienny tym, Ze reakcj¢ prowadzi si¢ w temperaturze 35-
50°C.

Pochodne ryfamycyny SV okreslone w zastrzezeniu 1 do zastosowania jako leki.
Zastosowanie pochodnych ryfamycyn SV okreslonych w zastrzezeniu 1, do
wytwarzania lekow.

Zastosowanie wedlug zastrz. 12 do wytwarzania lekéw o dziataniu antybakteryjnym,
antywirusowym i obnizajacych poziom cholesterolu.

Zastosowanie wedtug zastrz. 12, znamienne tym, Ze pochodne ryfamycyn SV stosuje

sie jako potprodukty do wytwarzania pochodnych ryfamycyn.
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